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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示基板的制备方法，所述方法包括：通过构图工
艺在基底上形成像素界定层的图形，像素界定层的底壁形成在基底上，
像素界定层的侧壁与顶壁之间的夹角为锐角，即通过构图工艺直接在基
底上形成倒梯形结构的像素界定层，无需通过制备间隔物形成像素界定
层，省去了制备间隔物的步骤，制备工艺简单，成本低，相应解决了去
除间隔物时残留的问题，可以提高有机发光层的均匀性，从而提高OLED
显示装置的发光特性。
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